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Program ksztatcenia na studiach wyzszych

Nazwa Wydzialu

Wydziat Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydzial Chemii

Nazwa kierunku
studiow

Zaawansowane materiaty i nanotechnologia

Okreslenie obszaru
ksztalcenia/obszaréw
ksztatcenia,

z ktorych zostat
wyodrebniony
kierunek studiéw,
dla ktérego tworzony
jest program
ksztalcenia

Obszar nauk Scistych, obszar nauk technicznych

Okreslenie dziedzin
nauki lub sztuki oraz
dyscyplin
naukowych lub
artystycznych, do
ktérych odnosza sie
efekty ksztalcenia

Dziedzina nauk fizycznych, fizyka

Dziedzina nauk chemicznych, chemia

Dziedzina nauk technicznych, inzynieria materialowa, inzynieria
chemiczna

Poziom ksztalcenia

Studia drugiego stopnia

Profil ksztalcenia

Profil ogélnoakademicki.

Forma studiow

Studia stacjonarne

Jezyk

Studia prowadzone w jezyku polskim i angielskim

Kierownik studiow
na danym kierunku
lub inna
odpowiedzialna
osoba

Dr hab. J.J. Kotodziej

Tytul zawodowy
uzyskiwany przez
absolwenta

Magister

Mozliwosci dalszego
ksztalcenia

Studia trzeciego stopnia w zakresie fizyki, biofizyki, chemii i
inzynierii materialowej




Ogodlne cele
ksztalcenia na
kierunku studiow o
okreslonym
poziomie i profilu
ksztalcenia

Absolwent studiéw Zaawansowane materialy i nanotechnologia II stopnia
posiada szeroka wiedze z zakresu fizyki, chemii, nauki o materiatach

i podstaw nanotechnologii, oraz dosSwiadczenie, ktére pozwala mu sie
porusza¢ w Swiecie zaawansowanych materiatow, urzadzen i systeméw.
Gleboko rozumie i analizuje, z pozycji interdyscyplinarnych, typowe

i nietypowe problemy dotyczace syntezy, struktury i wlasciwosci
zaawansowanych materiatow i nanomaterialow oraz urzadzen
zbudowanych w oparciu o te materiaty (z uwzglednieniem efektow
nanoskalowych). Potrafi samodzielnie obstugiwa¢ zaawansowang aparature
badawczg i prowadzi¢ badania materiatowe przy uzyciu tej aparatury.
Posiada czynng znajomosc¢ jezyka angielskiego. Wykazuje bieglos¢

w korzystaniu i obstudze systemow informatycznych i specjalistycznych
programéw komputerowych oraz umiejetno$¢ podejmowania twoérczych
inicjatyw dotyczacych problematyki zaawansowanych materiatow

i nanotechnologii. Posiada umiejetnos$¢ wspoltpracy z ludZzmi i zna
podstawy kierowania zespotami. Ma wpojone nawyki autonomicznego
dzialania, krytycznej ewaluacji wynikow, odpowiedzialnosci za
prowadzone prace oraz ustawicznego ksztalcenia i rozwoju zawodowego.

Zwiazek ksztalcenia
na kierunku studiow
o okreSlonym
poziomie i profilu
ksztalcenia z misja i
strategig uczelni

Uniwersytet jest powolany do ksztalcenia i wychowywania oraz
prowadzenia badan naukowych. Przez swojq dzialalnosc¢ i osobisty
przyklad cztonkow jego spotecznosci Uniwersytet przygotowuje OjczyZnie
ludzi dojrzatych do samodzielnego rozwiazywania zadan, jakie stwarza
wspolczesne zycie, uczestniczy w rozwoju nauki, ochrony zdrowia, sztuki i
innych dziedzin kultury, ksztalci i wychowuje studentow, a takze kadre
naukowa, zgodnie z ideami humanizmu i tolerancji, w duchu szacunku dla
prawdy i sumiennej pracy, poszanowania praw i godnosci cztowieka,
patriotyzmu, demokracji, honoru oraz odpowiedzialnosci za losy
Spoteczenstwa i Ojczyzny. Uniwersytet wykonuje swoje zadania
utrzymujac wiezi z krajowymi i zagranicznymi oSrodkami oraz
instytucjami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi, kulturalnymi,
oSwiatowymi, gospodarczymi, a takze zakladami opieki zdrowotnej.
Uniwersytet Jagiellonski dziata w mysl zasady wolnosci badan naukowych
i nauczania. Program ksztalcenia na kierunku ZMiN II stopnia jest zgodny
z powyzej zdefiniowang misja i strategig uczelni.

Réznice w stosunku
do innych
programow o
podobnie
zdefiniowanych
celach i efektach
ksztalcenia
prowadzonych na
uczelni

Nie istnieja porownywalne programy ksztalcenia na UJ.

Mozliwosci
zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach naukowo-
badawczych i naukowo-edukacyjnych, osrodkach badawczo-rozwojowych,
diagnostycznych, kontroli jakosci, doradczych, jak rowniez

w przedsiebiorstwach dziatajacych w sektorach: farmaceutycznym,
chemicznym, elektronicznym, optoelektronicznym, tworzyw sztucznych
jak i innych, korzystajacych z technologii zaawansowanych materiatlow

i nanotechnologii.




Wymagania wstepne

Do podjecia studiow uprawnione sg osoby legitymujace sie dyplomem
ukoniczenia studiow wyzszych (co najmniej licencjata) na kierunkach
astronomia, automatyka i robotyka, biologia molekularna,
biotechnologia, chemia, edukacja techniczno informatyczna,
elektronika, elektronika i telekomunikacja, energetyka, elektrotechnika,
fizyka, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, geologia, gérnictwo
i geologia, informatyka, inzynieria bezpieczenstwa, inzynieria
biomedyczna, inzynieria chemiczna i procesowa, inZynieria
materialowa, inzynieria Srodowiskowa, lotnictwo i kosmonautyka,
matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, metalurgia,
oceanografia, oceanotechnika, papiernictwo i poligrafia, technika
rolnicza i le$na, technologia chemiczna, technologia drewna,
technologia zywnosci, widkiennictwo, zaawansowane materiaty

i nanotechnologia

Zasady rekrutacji

Podstawa ustalenia listy rankingowej kandydatow sa wyniki
postepowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o wynik rozmowy
kwalifikacyjnej.

Pelny opis zasad rekrutacji https://www.erk.uj.edu.pl/

Liczba punktow ECTS
konieczna do
uzyskania kwalifikacji

120 ECTS

CzeSc¢ programu
ksztalcenia
realizowana w postaci
zaje¢ dydaktycznych
wymagajacych
bezposredniego
udziatu nauczycieli
akademickich i
studentow

S = 0.68 (spec. Fot-nano)
S = 0.73 (spec. Tech-info)
S = 0,70 (spec. Biomat-nano)

L.aczna liczba punktow
ECTS, ktora student
musi uzyskac na
zajeciach
wymagajacych
bezposredniego
udziatu nauczycieli
akademickich i
studentow

82 ECTS (spec. Fot-nano)
88 ECTS (spec. Tech-info)
80 ECTS (spec. Biomat-nano)

t.aczna liczba punktow
ECTS, ktora student
musi uzyska¢ w
ramach zajec¢ z zakresu
nauk podstawowych,
do ktérych odnosza sie
efekty ksztatcenia dla
okreslonego kierunku,
poziomu i profilu
ksztalcenia

55 ECTS (spec. Fot-nano)
64 ECTS (spec. Tech-info)
38 ECTS (spec. Biomat-nano)




L.aczna liczba
punktéw ECTS,
ktorg student musi
uzyska¢ w ramach
zajec o charakterze
praktycznym, w tym
zajec
laboratoryjnych i
projektowych

54 ECTS (spec. Fot-nano)
50 ECTS (spec. Tech-info)
63 ECTS (spec. Biomat-nano)

Minimalna liczba
punktow ECTS,
ktorg student musi
uzyskac realizujac
moduly ksztalcenia
oferowane na
zajeciach
ogolnouczelnianych
lub na innym
kierunku studiow

10 ECTS

Minimalna liczba
punktow ECTS,
ktora student musi
uzyskac¢ na zajeciach
z wychowania
fizycznego

0 ECTS

Liczba semestrow

6 semestrow

Opis zaktadanych
efektow ksztalcenia

zat. nr 2

Plan studiow

zal. nr 3

Sylabusy
poszczeg6lnych
modutéw ksztalcenia
uwzgledniajace
metody weryfikacji
efektéw ksztalcenia
osiaganych przez
studentow

zal. nr 4

Wymiar, zasady i
forma odbywania
praktyk w
przypadku, gdy
program ksztalcenia
przewiduje praktyki

Nie dotyczy

Wymogi zwigzane z
ukonczeniem
studiow (praca
dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Egzamin magisterski oraz praca magisterska




Inne dokumenty a. sposob wykorzystania wzorcéw miedzynarodowych: program studiéw
zostal zweryfikowany w oparciu o podobne programy studiow oferowane
na uznanych uniwersytetach europejskich i amerykanskich.

b. udokumentowanie (dla studiéw stacjonarnych), ze co najmniej potowa
programu ksztatcenia jest realizowana w postaci zaje¢ dydaktycznych
wymagajqcych bezposredniego udziatu nauczycieli akademickich: W zal.
nr 6 wyliczono godziny wymagajqcych bezposredniego udzialu
nauczycieli akademickich.

C. udokumentowanie, ze program studiow umozliwia studentowi wybor
modutéw ksztatcenia w wymiarze nie mniejszym niz 30% punktéow ECTS:
plan studiéw zawiera wyréznione moduly do wyboru (zal. nr 3)

d. sposéb wspétdziatania z interesariuszami zewnetrznymi (np. lista 0séb
spoza wydziatu biorqcych udziat w pracach programowych lub
konsultujgcych projekt programu ksztatcenia, ktore przekazaty opinie na
temat zaproponowanego opisu efektéw ksztatcenia): Prof. dr hab. M.
Frankowicz, koordynator uczelniany ds. procesu bolonskiego

Matryca efektow
ksztalcenia dla
programu
ksztalcenia na zal. nr 5a, 5b, 5c¢
okreslonym
poziomie i profilu
ksztalcenia







